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 第３回 「国際特許シンポジウム」開催要領 

 

1. 趣旨 

 

 この度、米国、欧州、中国、韓国から講師をお招きし、第３回国際特許シンポジウムを

開催する運びとなりました。米国の Morgan, Lewis & Bockius LLP、欧州（ドイツ）の

HOFFMANN EITLE、中国の Linda Liu & Partners、韓国の Lee International IP & Law 

Group からそれぞれ講師を派遣して頂き、各国・地域の最新の特許関連情報に関してご講

演頂きます。 

 加えて、特別講演として、前特許庁審判部長（弊所非常勤顧問）の今村玲英子弁理士に

よる、日本における進歩性判断についての講演を予定しております。 

 また、本シンポジウムの最後には、本年８月、日本において進歩性判断に関する最高裁

判決が下されたことに鑑み、上記特別講演の内容もふまえつつ、各国・地域における進歩

性判断の動向に関するパネルディスカッションを行ないます。併せまして、出席者の方か

らの質問を受け付ける時間も用意しておりますので、講師との対話にて理解を深めて頂け

ればと考えております。 

 

2. 講演内容（大阪・東京共通） 

 

 日本、米国、欧州、中国、韓国における最新の特許等関連情報と進歩性判断に関するパ

ネルディスカッション 

 

3. 概要 

 

【大阪】 ２０１９年１２月４日（水）１３：００～１７：３０（受付 １２：３０～） 

 会場：フェスティバルスイート カンファレンスルーム 

（大阪市北区中之島 2 丁目 3 番 18 号 中之島フェスティバルタワー37 階） 

  https://www.festival-city.jp/festival/access/ 

※大阪会場のフェスティバルスイートは、弊所が入居致しております「中之島フェ

スティバルタワー・ウエスト」の向かい側の「中之島フェスティバルタワー」３７

階にございます。「中之島フェスティバルタワー」１階オフィスロビーから１３階

スカイロビーまでお越しいただき、高層階用エレベーターにお乗り換えのうえ、３

７階までお越しください。 

 

【東京】 ２０１９年１２月５日（木）１３:００～１７:３０（受付 １２：３０～） 

 会場：ＡＰ虎ノ門 会議室Ａ（11 階） 

（東京都港区西新橋 1-6-15 NS 虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）11 階） 

  https://www.tc-forum.co.jp/kanto-area/ap-shinbashitoranomon/tr-base/ 

 

 定員：大阪会場、東京会場ともに１００名程度 

 使用言語：日本語もしくは英語（英語講演は日本語への同時通訳あり） 
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4. タイムテーブル（大阪・東京共通） 

 

 １３：００～１３：０５ 

 開会挨拶 所長 弁理士 木原 美武 

 講師紹介 副所長、国際特許意匠部長 弁理士 佐々木 眞人 

 

[第１部] 特別講演（日本語） 

 

 １３：０５～１３：３５ 

 テーマ 「日本における進歩性判断」 

 講 師 今村 玲英子 氏 （前特許庁審判部長） 

https://www.fukamipat.gr.jp/patent_attorney/reeko-imamura/ 

 

[第２部] 各国最新情報の紹介 

 

 １３：３５～１３：５５ 韓国講演（日本語） 

 テーマ 「韓国の懲罰的損害賠償制度の導入及び特許事件における大法院の判断の最近

の傾向」 

 講 師 金 眞會 氏（Lee International IP & Law Group） 

http://www.leeinternational.com/ip/profile/view.php?seq=5&pageNo=2&job=&work=&se

archName=金 

 

 １３：５５～１４：１５ 中国講演（日本語） 

 テーマ 「中国知的財産制度の転換点について」 

 講 師 魏 啓学 氏（Linda Liu & Partners） 

http://www.lindapatent.com/jp/about_us/ 

 

 １４：１５～１４：２５ 休憩 

 

 １４：２５～１４：４５ 欧州講演（英語） 

 テーマ "Protecting new technologies at the European Patent Office: AI, 

modeling reality and going beyond the physical world" 

 講 師 Mr. Michele Baccelli（HOFFMANN EITLE） 

https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/michele-baccelli/?target_blog=3 

 

 １４：４５～１５：０５ 米国講演（英語） 

 テーマ "Top US Patent Cases of 2019" 

 講 師 Dr. Janice H. Logan（Morgan, Lewis & Bockius LLP） 

https://www.morganlewis.com/bios/janicelogan 

 

[ １５：０５～１５：３５ コーヒーブレイク（交流会）] 
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[第３部] パネルディスカッション・質疑応答 

 

 １５：３５～１７：２５ （途中休憩１０分含む） 

 テーマ 「ＩＰ５における発明の効果や周知技術を考慮した進歩性判断について」（パ

ネルディスカッション・質疑応答） 

 モデレータ 佐々木 眞人（深見特許事務所） 

 パネリスト 金 眞會 氏（Lee International IP & Law Group） 

 孫 徳崇 氏（Linda Liu & Partners） 

 Mr. Michele Baccelli（HOFFMANN EITLE） 

 Dr. Janice H. Logan（Morgan, Lewis & Bockius LLP） 

 高橋 智洋（深見特許事務所） 

 

 １７：２５ 閉会挨拶 佐々木 眞人  

 

皆様の多数のご参加ありがとうございました。 


